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Проведены исследования влияния облучения импульсным электронным пучком в режиме отсутствия плавления поверхности на образование дефектов в приповерхностном слое сплава Zr-1 мас.% Nb с содержанием водорода 0,0016 и 0,21 мас.% (далее сплавы Zr-1Nb и Zr-1Nb-0,21H, соответственно). 
Методами позитронной спектороскопии установлено, что в результате облучения импульсным электронным пучком в приповерхностном слое сплава Zr-1Nb кроме дислокаций образуются дефекты типа «вакансия-примесь». В приповерхностном слое сплава Zr-1Nb-0,21H наряду с дислокациями и дефектами типа «вакансия-примесь» формируются сложные водород-вакансионные комплексы, отсутствующие в исходном наводороженном состоянии. Изучено влияние дефектной структуры на механическую прочность приповерхностного слоя. 
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